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“u ee B o Rae == ) e Pozitif elektrotta, faydal kusun oksit formasyonu ile aktif
Daha Fazla Enerji Igin Itici Giig crorta, Javaal K Y
madde yenilemesi saglar.
o Pozitif elektrot yapisini daha dayanikli ve daha homojen hale
getirir.

* BCL (Battery Cycle Life) - Sarj /Desarj dongusinu ikiye katlanir.

e Akiinin etkin kapasitesi Uge katlanir (Lifetime Energy
Throughput up to %340 / measured in Watt-hours); kullanim
omru siiresince saglanan ilave kapasite artisina bagh olarak desarj
slresi uzatilmis olur ve boylece elektrikli sistemin etkin
kullanimina olanak saglanir.

e Sarj icin gerekli elektrik enerjisi kullanimi tipik olarak %20
oraninda azalr.

CCT © Kristal Kontrol Teknolojisi — Avantajlari

Akl 6mrindn ikiye katlanmasi ile akilerin yenileme maliyetlerini
Beat 50 Norveg asilli WaveTech GmbH tarafindan gelistirilmis  en az %50 azalr.
yiiksek teknolojiye sahip, inovatif bir Griindir.

Uriin; Sarj zamani daha kisadir (%14)

% Sistem akii dmriinii iKi KATINA cikarir — garanti ! Akiiler ¢ok iyi sarj olurlar ve daha az siklikta sarj gerektirirler. Bu
durum enerji donisim maliyetlerinde azalma etkisi yaratir
X Tek sarj ile daha fazla operasyonel ¢alisma olanagi (ortalama %20 daha az enerji sarfiyati).

saglar.
Aktler kendi dizayn edildikleri voltajlarda optimal sarj dongisiine

sahip olur, bu durum onlarin tasarlandiklari voltajlarda daha hizl

% Akiilerin daha kisa siirede sarj olmasini saglar
sarj olmasidir.

* Enerji sarfiyat miktarini %20 azaltir — sarj icin ) o o o
Akller daha az fiziksel bakima ihtiya¢c duyarlar (6rnegin sivi

. . akulerde gaz formasyonu azalir ve su takviyesi ihtiyaci duser).
% Akiilerde siilfat olusumunu engeller veya var olan

. Akller iklim cesitliklerine karsi daha az hassas olurlar ve ideal
stilfatlanmayi ortadan kaldirir

verimlikte ¢aligirlar (-20 oC ile +552C aralig).

* Zayiflamig akiilere uygulandiginda onlari tekrar Akldeki performans artisi akiintin fiziksel yapisindaki iyilesme ile
canlandirir ve yeniler paraleldir, béylece ihtiya¢ duyulan enerji daha saglam ve
"Mekanik hasarlar ve plaka deformasyonlari haric! guvenilirdir — ayni zamanda akiinin fiziksel saglamhg da

saglanmis olur (sulfat kristallerine bagh fiziksel arizalar daha az

muhtemeldir).

CCT @ Kristal Kontrol Teknolojisi

Akulerle beslenen elektronik sistemler, zayif voltajlara ve

o Elektrolit ve elektrotlarda, istenmeyen yiiksek miktarli kursun  akiiniin bosalmasi sonucu olugan kesintiye kargi daha hassastirlar.

stlfat formasyonunu azaltan, elektrodinamik etki saglar. CCT teknolojisi aku voltajini daha yiiksek seviyede ve daha stabil

o Akiideki aktif maddeleri yeniler. tutarak elektronik sistemlerin daha saglikli beslenmesine yardimci

o Aktif olmayan maddeleri donistiriir; negatif elektrottaki  olur.

kursun silfat kristallerini kursun ve silfurik asit olarak tekrar ~ CO2 emisyonu ve cevresel etkileri zararli gazlarin azaltimina

ayrismasini saglar. destek olur.
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Beat® 50 Calisma Prensibi

Kursun asit akiler elektrik enerjisini kursun, kursun dioksit ve
sulfurik asit arasindaki kimyasal reaksiyon ile depolar. Bu durum
tiim kursun asit akilerde gerceklesen bir durumdur ve onlarin
asit akdleri olmasi hi¢ fark

sivi, jel ileri  kursun

etmeaz.

veya

Kimyasal reaksiyondaki en zararli yan etki negatif elektrottaki
yuksek miktarli kursun silfat blylmesidir. Bu zarar verici etki
pozitif elektrotta olusan yogunluk eksikligi ile birlesir.

CCT teknolojisi pozitif elektrotta kiglk, yogun kursun dioksit

blylmesini arttiran ayni zamanda bir akUnin negatif
elektrotunda olusan istenmeyen biylik kursun silfat kristallerini

azaltan bir yontem sunar.

Bu etki BEAT®50 ile akiiniin sarj surecinde elektrotlara ek enerji
atimlari ile saglanmaktadir (kalp atislar gibi). Diger bir ifadeyle,
sarj esnasinda, elektrotta iyonlara ekstra enerji uygulandiginda,
onlenmesi neredeyse imkansiz olan, blyik miktarh kursun silfat
blyldmesi, istenilen kusun dioksit blyimesi artiriirken, 6nemli
miktarda yavaslatiimis olur.

Ornegin: Sistem akii performansi zamana bagli olarak hizla
diserken diger yandan akiilerde olusan silfat formasyonlarina
bagl olarak akiler, sarj esnasinda, daha fazla enerji tilketmeye

baslarlar.
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Beat®50 uygulanmis akdller ise iki kat daha fazla kullanim 6mri
yaninda ilk glinkli gibi performans saglamaya devam ederler.
Saglikli ¢alisan akilerin enerji tiketimi diser ve daha az siklkta
sarj gerektirirler.

Beat®50 zayiflamis veya kullanilmis akilere uygulandiginda ise
CCT teknolojisi sayesinde kristal formasyonlari ¢ézerek akulerle
beslenen elektrikli sistemin tekrar etkin kullanimina olanak saglar.

-Mekanik hasarlar ve plaka deformasyonlari harig!-
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WaveTech GmbH

WaveTech GmbH 1993 yilindan bu gline akiskan medya iginde

kristallesme  olusumlarinin  hedeflenen  manipllasyon ile
saglanmasi igin teknolojiler gelistirmede uzmanlasmis bir sirkettir.
CCT teknolojisi istenilen kristallerinin olusumunu tesvik etmeye
veya bunu 6nlemeye yoneliktir. istenmeyen kristallerin veya
kristal formasyonlarin pargalanmasi WaveTech tarafindan kiiresel
olarak patentlidir. Bu teknolojinin temelleri siirekli arastirma

konusudur.

CCT teknigi yikici statik ve dinamik elektriksel alanlarda kristal
olusumlarini 6nler veya bu olusumlari yok eder. Bu yontemle
elektriksel alanlardan elde edilen enerji, sivi medya igerisindeki
iyonlar ile bu medya igerisindeki elektrotlarin ylzeyindeki

etkilesimleri kontrol eder.

WaveTech bu teknolojiyi kristal formasyonun dnemli role sahip
oldugu alanlarda ylksek dizeyde rekabetgi triinler Gretmek igin
kullanir.

CCT teknolojisi ticari Griin hatlarindan yerel kullanimlara kadar
oldukga fazla uygulama alanina sahiptir. Ornegin bu teknoloji bir
kursun-asit aklinin elektrotlarinda olusmus kristal formasyona
bagli molekiler yapilarini degistirmek igin kullanihr.

**Sunmus oldugumuz riin  kompakt tasarimi  nedeniyle,

bataryalarin kullanim yerlerinde en iyi performansi ve maliyet
avantajini sunan benzersiz bir riind(ir.
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